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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung beti'itft ein lichtempf­

lindliches Aufzeichnungsmaterial aus einem elek­

trisch leitenden, zur Herstellung einer Druckform 

oder einer gedruckten Schaltung geeigneten 

Schichttrager und einem photoleitfahigen Schicht­

system, enthaltend Photoleiter, Bindemittel, Sensi­

bilisierungsfarbstoff und ubliche Zusatze, sowie 

dessen Verwendung in einem Verfahren zum Her­

stellen einer Druckform oder einer gedruckten Schal­

tung. 
Es sind Verfahren bekannt, welche die hohe Licht­

empfindlichkeit elektrophotographischer Systeme 

zur Bilderzeugung nutzen. Ein besonderer Vorteil ist 

hierbei, dass die Abbildung durch Laser- oder Projek­

tionsbelichtung erfolgen kann. Eine Filmvorlage ist 

nicht erforderlich. 
Die Herstelh.,ing von Flachdruckplatten auf elektro­

photographischem Wege ist aus DE-PS 1 .117 391, 

entsprechend GB-PS 944 126, bekannt. Die dabei 

benutzten Druckplatten sind mit einer Beschichtung 

versehen, welche neben einem geeigneten Bindemit­

tel und entsprechenden Sensibilisierungsfarbstoff 

einen organischen Photoleiter enthalt. Auf dieser 

Schicht wird durch elektrostatisches Aufladen und 

bildmassiges Belichten ein latentes Ladungsbild er­

zeugt, das mit einem Trocken-oder FIUssigentwick­

ler sichbar gemacht wird. Das erhaltene Tonerbild 

wird zum Beispiel durch Erhitzen der Platte fixiert, da­

m it im abschliessenden Entschichtungsschritt die 

Tonerbildstellen vor dem Angriff der Entschichterlo­

sung geschiitzt warden. 
Ein solches Verfahren weist jedoch noch Nachteile 

auf. So muss der fixierte Toner entweder mit einem 

Losungsmittel von der Druckplattenoberfliiche abge­

waschen werden, oder man muss einen erhohten 

Makulaturanfall bei Druckbeginn in Kaut nehmen, 

wenn der Toner erst in der Druckmaschlne «abUiluft». 

Andererseits ist die erreichbare Auflosung begrenzt, 

da das Einbrennen des Toners zu unerwiinschten 

Tonwertverschiebungen fuhrt. Ferner muss die Tem­

peratur in der Einbrennphase mit erheblichem Regel­

aufwand im optimalen Bereich gehalten werden. 

Schliesslich erreicht man auch nicht hohere Aufla­

gen, da die druckenden Bildstellen einer mechani­

schen Beanspruchung auf lingere Dauer nicht stand­

halten . 
Es wurden schon Versuche unternommen, die 

Vorteile des beschriebenen elektrophotographi­

schen Verfahrens mit denen konventioneller Positiv­

oder Negativsysteme zu verbinden. Aus DE-PS 

1 44 7 008, entsprechend GB-PS 996 315, ist die 

Herstellung einer Flachdruckplatte bekannt, die mit 

einem Gemisch aus organischen Photoleitern und 

den Bestandteilen konventionell arbeitender Positiv­

schichten auf der Basis von o-Chinondiazid be­

schichtet wurde. Das elektrophotographisch auf die­

ser Schicht erzeugte Tonerbild wurde in einem Nach­

belichtungsschritt mit aktinischem Licht als Photo­

maske benutzt. Die Loslichkeitsdifferenzierung 

zwischen Bild- und Nichtbildstellen wurde iiber die 

photochemische Reaktion des belichteten o-Chinon­

diazids herbeigefiihrt. Nachteilig hierbei ist jedoch, 

dass die Dunkelleitfahigkeit dieser Beschichtung 
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hoch ist und dass die Loslichkeitsunte;schiede ;!wi· 

schen Bild- und Nichtbildstellen wegen des relativ 

hohen Photoleiteranteils begrenzt sind. 

Eine negativ arbeitende Photoleiterschicht ist aus 

DE-PS 1 811 209, entsprechend GB-PS 1 274 ~~96, 

bekannt. Hier wird ein Aufzeichnungsmaterial ver· 

wendet, das in der photoleitfahigen Schicht einen zur 

Photopolymerisation befahigten Photoleiter aus der 

Gruppe der Vinyloxazole und Vinylcarbazole enthiilt. 

Nachteilig ist, dass selbst bei hohem Photoleiterge· 

halt der Schicht die Aushartung der nicht betonerter• 

Bereichetrotz relativ hoher Lichtstarke noch nicht er·· 

hohten Anforderungen genugt. 
Um die Nachteile dieser Verfahren zu vermeiden. 

wurde auch schon versucht, eine Photoleiterschicht 

auf der lichtempfindlichen Schicht aufzubringen. 

Solche Doppelschichten sind in DE-PS 1 071 478. 

entsprechend US-PS 2 939 787, in EP-A O 053 362 

sowie in DE-OS 3 310 804, entsprechend CJB-A 

2 121 201, beschrieben. In alien Fallen wird eine 

Photoleiterschicht als Deckschicht auf eine konven­

tionell positiv oder negativ arbeitende lichtempfindli­

che Beschichtung aufgetragen. Eine solche Verfah­

rensweise entspricht der elektrophotographischen 

Verfahrensweise, weil man dann das Tonerbild auf 

der Oberflache der Photoleiterschicht erzeugen 

kann. 
Diese Kombination der Schichten weist jedoc:h ei­

ne Reihe von Nachteilen auf. Einmal besteht eine er­

hohte UnterStrahlungsgefahr, da die durch das To­

nerbild gebildete Photoleitermaske und die lichtemp­

findliche Basisschicht durch die Photoleiterschicht 

voneinander getrennt sind. Die Photoleiterschicht 

muss deshalb moglichst dunn sein. Zurn anderen 

dart die Schicht nur solche Photoleiter und Sensibili­

satorfarbstoffe enthalten, die durchlisslg sind fijr 

Strahlung derjenigen Wellenlingen, welctle zur Pho­

toreaktion in der lichtempfindlichen Schictlt geErignet 

sind. Ausserdem wird bei Kombination von Phc1tolei­

terschicht und einer negativ arbeitenden Schicht die 

Photoleiterschicht beim Entschichten auch von den 

Bildstellen entfernt. Sie steht deshalb nicht mehr fiir 

die weiteren Verarbeitungsschritte zur Vertiigung. 

Dies gilt auch bei der Kombination von Photoleiter·· 

schicht und positiv arbeitender Schicht, werm das 

aufgebrachte Tonerbild nicht fixiert wird. Eine Fixie­

rung fuhrt jedoch andererseits zum bereits oben er­

wahnten unerwunschten Tonerablauf wihrend des 

Druckbeginns. Schliesslich ist nachteilig, dass in Fal­

len, in denen Photoleiterschicht und lichtemf1findli· 

che Schicht eine nicht vollig gleichmassige Grenzfla­

che zueinander bilden, man nach der Entschichtung 

eine Schicht unterschiedlicher Dicke erhiilt, was zu 

vorzeitigem Verschleiss der hergestellten Druc:kform 

flihren kann, bzw. zur ungleichmassigen Wiederua­

be gerasterter Vorlagen. 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, 

die beschriebenen Nachteile der bekannten Verfah­

ren zu vermeiden und die Vorteile vom e1ektrophoto­

graphischer und konventionell lichtempfindlicher Be­

schichtung optimal zu verbinden und ein Aufzeich­

nungsmaterial zu schaffen, das den techni~;ch ge­

stellten Anforderungen an Auflagenhohe, Licht· 

empfindlichkeit, Auflosung und gute Handhabbar· 

keit in hohem Masse gewachsen ist. 
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·Die Losung dieser Aufgabe geht aus von einem 
lichtempfindlichen Aufzeichnungsmaterial aus ei­
nem elektrisch leitenden, zur Herstellung einer 
Oruckform oder einer gedruckten Schaltung geeig­
neten Schichttrager und einem photoleitfahigen 
Schichtsystem, enthaltend Photoleiter, Bindemittel, 
Sensibilisierungsfarbstoff und ubliche Zusatze, und 
sie ist dadurch gekennzeichnet, dass das photoleitfa­
hige System aus einer auf dem Schichttriiger aufge­
brachten photoleitfahigen Schicht und einer lich­
tempfindlichen Deckschicht, die mindestens eine 
photochemisch reaktive Verbindung enthalt, be­
steht. Vorzugsweise ist in der lichtempfindlichen 
Deckschicht als photochemisch reaktive Verbindung 
eine Verbindung oder eine Kombination von Verbin­
dungen vorhanden, deren Loslichkeit in alkalisch 
wassrigen und/oder alkoholischen Losungsmittelsv­
stemen durch aktinische Bestrahlung erniedrigt 
wird, wenn ein positiv arbeitendes Material er­
wunscht ist. 1st andererseits ein negativ arbeitendes 
Material beabsichtigt, so ist in der lichtempfindlichen 
Deckschicht als photochemisch reaktive Verbindung 
eine Verbindung oder eine Kombination von Verbin­
dungen vorhanden, deren Loslichkeit in alkalisch 
wassrigen und/oder alkoholischen Losungsmittelsy­
stemen durch aktinische Bestrahlung erhoht wird. 

Hierdurch wird erreicht, dass ein Aufzeichnungs­
material zur Verfugung gestellt werden kann, das 
sich durch eine grosse Auflagenhohe und hohe Licht­
empflindlichkeit auszeichnet. Sein Aufbau gestattet 
es, dass man Bebilderung und Loslichkeitsdifferen­
zierung durch Bestrahlung mit aktinischem Licht in. 
getrennten Arbeitsschritten und ohne Einsatz eines 
Vakuumrahmens unter jeweils optimalen Bedingun­
gen austuhren kann. Auch die Tonwertwiedergabe 
bei gerasterten Vorlagen kann in Abhangigkeit von 
der Bestrahlungsdauer gesteuert werden. Eine un­
kontrollierte Unterstrahlung wird zusiitzlich dadurch 
vermieden, dass das Tonerbild auf der lichtempfindli­
chen Deckschicht angeordnet ist. Eine Fixierung des 
als Photomaske dienenden Tonerbildes ist nicht er­
forderlich. Das hat zum Vorteil, dass eine Verfiil­
schung des Tonerbildes durch das Fixieren vermie­
den wird, andererseits aber gute Korrigierbarkeit und 
leichtes Entfernen der Tonerpartikeln moglich ist. 
Beim Entschichten des erfindungsgemiissen Mate­
rials bleibt in alien Fallen in den nicht weggelosten 
Bereichen die Schichtdicke voll erhalten. Im Falle, 
dass ein Nachharten des entschichteten Materials 
durch Anwendung von Warme erwunscht ist, wirkt 
diese insbesondere an der Oberflache der Beschich­
tung, die ohnehin der starksten Baanspruchung beim 
Druckvorgang ausgesetzt ist. 

Das erfindungsgemasse Aufzeichnungsmaterial 
ist in schematischer Darstellung der beigetagten Fi­
gur A zu entnehmen, in der 1 die photoleitfahige 
Schicht, 2 die lichtempfindliche Deckschicht und 3 
den elektrisch leitenden Schichttrager bezeichnen. 

Die photoleitfahige Schicht 1 besteht erfindungs­
gemass aus Materialien, wie sie ublicherweise fUr 
elektrophotographische Zwecke eingesetzt werden, 
zum Beispiel bekannt aus DE-PS 2 526 720, ent­
sprechend US-PS 4 063 948. Sie besteht im we­
sentlichen aus Photoleiter, Bindemittel und Sensibili­
sierungsfarbstoff, die in Dispersion in einnr Schicht 
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oder auch getrennt in Ladungen erzeugender unci La -
dungen transportierender Schicht angeordnet sein 
konnen. Die photoleitfahige Schicht kann sow oh I po­
sitiv als auch negativ aufladbar sein. 

Geeignete Photoleiter sind z.B. anorganische Ma· 
terialien, wie Se oder Zinkoxid, oder organische Ma·· 
terialien, wie Anthracen, Perylen, Tetracen, Carba · 
zol-, Acylhydrazon-, Oxdiazol-, Pyrazolin-, lmidazol··, 
Benzimidazol-, Benzoxazol- und Benzthiazol-Deriva­
te, oderorganische Pigmente, wie Indigo, Phthalocy­
anin, Metaflphthalocyanine, Perylenpigmente oder 
organische polymere Verbindungen, wie Poly-N-vi­
nyl-carbazol, gegebenenfalls auch deren Mischun­
gen. 

Hochempfindliche Verbindungen, die filrdie Praxis 
besonders geeignet sind, sind metallfreie Phthalocy­
anine, Metallphthalocyanine, Oxdiazol-, Oxazol·, 
Hydrazon- und Pyrazolin-Derivate. 

Die Verwendung photoleitfahiger, insbesondere 
organischer Substanzen in photoleitfahigen Sc:hich­
ten und ihre Verwendung zur Herstellung von Druck­
formen ist zum Beispiel aus den zum Stand der Tech· 
nik genannten Schriften bekannt. 

Dabei sind als Photoleiter solche besonders gut 
einsetzbar, die aromatische, carbocyclische oder he­
terocyclische Verbindungen darstellen, die durch ei­
ne oder mehrere Dialkylaminogruppen substituiert 
sind. 

Hier sind Verbindungen, wie die erwEihnten 
Oxdiazol-Derivate, zu nennen, die aus der DE-PS 
1 058 836, entsprechend US-PS 3 189 44"7, her­
vorgehen, insbesondere das 2,5-Bis-14' -dialkylami­
nophenyl)-oxdiazol-1 , 3, 4. Weiterhin geeignete 
Photoleiter sind zum Beispiel Triphenylaminderivate, 
hoher kondensierte aromatische VerbindungEm, wie 
Anthracen, benzokondensierte Heterocycleri,, Pyra­
zolin- oder lmidazolderivate. Hierher gehoren such 
Triazol-sowie Oxazolderivate, wie sie aus der DE-PS 
1 060 260, entsprechend US-PS 3 112 19"1, bzw. 
1 120 875, entsprechend US-PS 3 257 203, be·· 
kannt sind. Weiterhin sind vinylaromati&che Polyme · 
re, wie Polyvinylanthracen, Polyacenaphthylen, 
Poly-N-vinylcarbazol sowie Mischpolymerisate aus 
diesen Verbindungen geeignet. Hierher !Jehi:iren 
auch Polykondensate aus aromatischen Aminen und 
Aldehyden, wie sie aus der deutschen Auslege­
schrift 1 197 325, entsprechend US-PS 3 244 517, 
bekannt sind. Neben diesen genannten Verbindur1-
gen, die vorwiegend p-leitenden Chairakter haber1, 
werden auch n-leitende Verbindungen eingesetzt. 
Diese sogenannten Elektronenakzeptoren i;ind z.B. 
aus der deutschen Patentschrift 1 127 218, ent­
sprechend US-PS 3 287 123, bekannt. 

Als Bindemittel sind hinsichtlich der Filmbildungs­
eigenschaften und der Halftfestigkeit Natur- bzw. 
Kunstharze geeignet. Bei ihrer Auswahl spielen aus­
ser den filmbildenden und elektrischen Eigenschaf­
ten sowie denen der Haftfestigkeit auf dem Schicht­
trager vor allem LOslichkeitseigenschaften eine be­
sondere Rolle. Fur praktische Zwecke sind f1olche 
Harzbindemittel besonders geeignet, die in wassri­
gen oder alkoholischen Losungsmittelsystemen, ge­
gebenenfalls unter Saure- oder Alkalizusatz, loslich 
sind. Aus physiologischen und Sicherheitsgrfinden 
scheiden aromatische oder aliphatische, leic:ht 
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brennbare Losungsmittel aus. Vorteilhafte Harzbin­

demittel sind hochmolekulare Substanzen, die alkali­

loslich machende Gruppen tragen. Solche Gruppen 

sind bespielsweise Saureanhydrid-, Carboxyl-, Phe­

nol-, Sulfosauren-, Sulfonamid- oder Sulfonimid­

gruppen. Bevorzugt werden Harzbindemittel mit ho­

hen Saurezahlen eingesetzt, da diese in alkakisch­

wassrigalkoholischen Losungsmittelsystemen be­

sonders leicht loslich sind. Mischpolymerisate mit 

Anhydridgruppen konnen mit besonders gutem Er­

folg verwendet werden, da durch das Fehlen freier 

Sauregruppen die Dunkelleitfahigkeit der photoleit­

fiihigen Schicht gering ist trotz guter Alkaliloslich­

keit 
Ganz besonders geeignet sind Mischpolymerisate 

aus Styrol und Maleinsaureanhydrid, auch Phenol­

harze oder Umsetzungsprodukte von hydroxylgrup­

penhaltigen Polymeren mit Sulfonylisocyanaten ent­

sprechend EP-PS 0 048 876 (entsprechend US-PS 

4387151). 
Als Sensibilisierungsfarbstoffe, die in organischen 

Losungsmitteln losliche oder dispergierbare Farb­

stoffe oder Pigmente darstellen, werden solche ein­

gesetzt, die auch bisher fur diesen Zweck verwendet 

wurden. Geeignete Sensibilisatoren sind z.B. aus der 

belgischen Patentschrift 558 078 oder aus DE-PS 

2 526 720, entsprechend US-PS 4 063 948, be­

kannt. Geeignete Pigmente, wie Phthalocyanine, 

Azo-, Disazopigmente, Perylen-, Chinacridon-, Benz­

imidazol-Pigmente, sind zum. Beispiel der deutschen 

Patentschrift 2 904 183, entsprechend GB-PS 

2 014 748, zu entnehmen. Die Sensibilisierungs­

farbstoffe sind ublicherweise in kleinen Mengen von 

etwa 0,001 bis 1 %, die Pigmente fallweise bis zu 

50% bezogen auf den Phot~leiteranteil, vorhanden. 

Die Schichtdicke der photoleitfahigen Schicht 

kann bis zu etwa 50 µm betragen. Sie liegt vorzugs­

weise im Bereich von etwa 2 bis 10 µm. 

Die photoleitfahige Schicht kann ubliche Zusatze 

wie Verlaufmittel und Weichmacher und/oder zwi­

schen Schichttrager und photoleitfahiger Schicht 

Haftvermittler zur Verbesserung der Oberflachen­

struktur, der Flexibilitat und der Haftung enthalten. 

Die lichtempfindliche Deckschicht, die minde­

stens eine photochemisch reaktive Verbindung ent­

halt, wird wie folgt beschrieben. 

Im Falle, dass es sich um eine Verbindung oder eine 

Kombination von Verbindungen handelt, deren Los­

lichkeit in alkalisch wassrigen und/oder alkoholi­

schen Losungsmittelsystemen durch aktinische Be­

strahlung erhoht wird, d.h. dass eine positiv arbei­

tende Deckschicht gewahrleistet ist, wird die licht­

empfindliche Verbindung allein oder in Kombination 

mit einem loslichen Harz auf die photoleitfatiige 

Schicht aufgebracht. 
Als lichtempfindliche Verbindungen konnen bei­

spielsweise o-Chinondiazide verwendet werden, wie 

sie zum Beispiel in DE-PS 1 447 008, entsprechend 

GB-PS 996 315, beschrieben sind. 
Es ist auch moglich, durch Bestrahlung depolyme­

risierbare Verbindungen oder Harze einzusetzen. 

Hierzu eignen sich zum Beispiel solche Zusammen­

setzungen, welche ein Polymerisat mit mindestens 

einer durch Saure spaltbaren C-0-C-Bindung und ei­

ne bei Bestrahlung eine starke Saure bildende Verbin-

dung und gegebenenfalls ein geeignetes Bindiemittel 

enthalten, wie in EP-A 0 082 463 beschrieben. Als 

saurespaltbare Verbindungen eignen sich zum Bei­

spiel monomere oder polymere Orthocarbonsauri9-

5 derivate, speziell ein -ester, monomere oder polyme­

re Acetale, Enolether oder N-Acyliminocarbonate 

oder deren Mischungen. Als strahlungsempfindliche 

Komponenten, welche vorzugsweise starke Sauren 

bilden bzw. abspalten, sind eine Vielzahl bekannter 

10 Verbindungen geeignet, wie zum Beispiel Diazo­

nium-, Phosphonium-, Sulfonium-, Jodoniumsalze, 

o-Chinondiazidsulfochloride, Halogenverbindungun 

und metallorganische Halogenverbindungen. 

Ein weiteres positiv einsetzbares Material enthiilt 

15 als lichtempfindliche Verbindung ein Copolymerisat 

aus Styrol und Maleinsaure(anhydrid), das ganz oder 

teilsweise mit o-Nitrobenzylalkohol verestert ist. E.in 

zusatzliches Bindemittel ist nicht unbedingt e·rfordur­

lich. 
20 Als alkalilosliche Bindemittel eignen sich die vor-

stehend flir die photoleitfahige Schicht beschriebe­

nen Bindemittel in einer _Menge von etwa 50 bis B5 

Gewichtsprozent der lichtempfindlichen Dec:k­

schicht. 
25 Die positiv ·arbeitende lichtempfindliche Dec:k-

schicht wird in einer Menge von etwa 0, 1 bis 50 

g/m2 aufgebracht, entsprechend einer Schichtdicke 

von etwa 0, 1 bis 50 µm, vorzugsweise von etw<1 1 

bis etwa 25 µm. 
30 Im Falle einer negativ arbeitenden Deckschi1:ht 

sind in dieser eine Verbindung oder eine Kombination 

von Verbindungen enthalten, deren Loslichkeit in al­

kalisch wassrigen und/oder alkoholischen Losungs­

mittelsystemen bei aktinischer Bestrahlung ernied-

35 rigt wird. Zusatzlich kann diese lichtemp·findlic:he 

Schicht alkanilosliche Bindemittel enthalten. 

Als lichtempfindliche Verbindungen eignen sich 

zum Beispiel Diazoniumsalz-Polykondensationspro­

dukte, wie sie beispielsweise durch Umsetzung von 

40 Diphenylamin-4-diazoniumsalzen mit Aldehyden, 

bevorzugt mit Formaldehyd, erhalten werden. 

Vorteilhaft werden Mischkondensate verwendet, 

welche ausser Diazoniumsalzeinheiten noch and1tre, 

nicht lichtempfindliche Einheiten enthalten, welche 

45 von kondensationsfahigen Verbindungen, insbeson·· 

dere aromatischen Aminen, Pheriolen, Phenol·· 

ethern, aromatischen Thioethern, aromatischeri 

Kohlenwasserstoffen, aromatischen Heterocy1;len 

und organischen Saureamiden, abgeleitet sind. Sol-

50 che Kondensationsprodukte sind in der DE-OS 

2 024 244, entsprechend GB-PS 1 312 925, be­

schrieben. Geeignete Diazoniumsalz-Polykondensa­

tionsprodukte sind auch solche, die in der DE-OS 

2 739 774, entsprechend US-PS 4 186 017, be-

55 schrieben sind. Als lichtempfindliche Verblndungen 

sind weiter nieder- oder hochmolekulare organische 

Azide, insbesondere jedoch niedermolekulare aro·· 

matische Azidoverbindungen, die mindestens 2wei 

Azidogruppeil enthalten, geeignet. Beispiele flir ge·· 

60 eignete Verbindungen sind 4,4'-Diazido-stilberi. 

4,4' -Diazido-stilben-2,2' -disulfonsaure, 4,4' -Diazi · 

do-benzophenon, 4,4' -Diazido-diphenylmethan, 

u.a. Weitere Beispiele sind die in der GB-PS 790 131 

- genannten Azidostyrylverbindungen, die in der DE-

65 PS 950 618, entsprechend GB-PS 765 909, ge-
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nannten Azidoimidazolylverbindungen und die in der 

US-PS 2 848 328 genannten Diazidostilbenverbin­

dungen. 
Die erfindungsgemassen negativ arbeitenden 

Deckschickten enthalten im allgemeinen 5 bis 90, 

bevorzugt 20 bis 70 Gewichtsprozent an Diazonium­

oder Azidoverbindungen und 95 bis 10, bevorzugt 

80 bis 30% eines alkaliloslichen oder quellbaren Bin­

demittels. Als Bindemittel eignen sich zum Beispiel 

die fUr die Photoleiterschicht beschriebenen Polyme­

risate. 
Zur Stabilisierung der lichtempfindlichen Diazo­

niumsalz- oder Azidoverbindungen ist es vorteilhaft, 

eine Verbindung mit Siiurecharakter zuzusetzen. Be­

sonders geeignete Sauren sind Phosphor- und Phos­

phonsauren. 
Den beschriebenen lichtempfindlichen Gemischen 

fUr die lichtempfindliche Deckschicht konnen ferner 

Zusatzstoffe, wie Weichmacher, Haftvermittler, 

oberflachenaktive Stoffe, Farbstoffe, Pigmente, 

Farbbildner und geringe Anteile anderer Harze zuge­

setzt werden. Hierzu gehoren auch zum Beispiel kon­

densierte Melamin-Formaldehyd-Harze, welche eine 

thermische Nachhartung erleichtern. Art und Menge 

dieser Zusiitze sind vom vorgesehenen Anwen­

dungsgebiet abhangig. 

Dabei ist zu beachten, dass die zugefugten Stoffe 

weder die photoleitfiihigen Eigenschaften der Anord­

nung beeinflussen, noch die Lichtreaktion bei der ak­

tinischen Bestrahlung behindern. 

Ferner kann die Deckschicht Farbstoffe oder Pig­

mente enthalten, welche die Schichtfestigkeit stei­

gern und den Kontrast nach dem Bestrahlen erhohen 

konnen. Geeignet sind Farbstoffe, wie sie zum Bei­

spiel in den Patentschriften US-PS 3 218 167 und 

3 884 693 aufgefuhrt sind. Besonders geeignet sind 

Viktoriareinblau FGA (C.I. Basic Blue 811, Viktoriarein­

blau B (C.I. 44 045), Rhodamine und Orasolblau GN. 

Der Bildkontrast nach dem Bestrahlen kann durch 

Zusatz von Metanilgelb IC.I. 13 065) oder Phenyl­

azodiphenylamin gesteigert werden. 

Es konnen fi.ir die lichtempfindliche, negativ arbei­

tende Schicht aber auch photopolymerisierbare Zu­

sammensetzungen verwendet werden. Derartige 

Zusammensetzungen enthalten in der Regel Binde­

mittel, eine oder mehrere additionspolymerisierbare 

Verbindungen und einen Photopolymerisationsinitia­

tor. 
Geeignete Bindemittel sind zum Beispiel Methyl­

acrylat oder -methacrylat/Acryl- oder Methacrylsau­

r~-Copolymerisate, Benzylacrylat oder -meth­

acrylat/ Acryl- oder Methacrylsaure-Copolymerisate, 

Benzylacrylat oder -methacrylat/ltacon-siiure-Copo­

lymerisate, Styrol/ltaconsaure-Copolymerisate, Hal­

bester oder Halbamide von Styrol/Maleinsiiureanhy­

drid-Copolymerisaten, Terpolymerisate aus Acryl­

oder Methacrylsiiure/Styrol/Alkylacrylat oder -

methacrylat, und Vinylacetat/Crotonsiiure-Copoly­

merisate. 
Als additionspolymerisierbare Monomere eignen 

sich Verbindungen mit einer, vorteilhaft mit mehre­

ren, ungesattigten Gruppen. Bevorzugte Beispiele 

sind Ethylenglykoldiacrylat und -dimethacrylat, Po­

lyethylenglykoldiacrylat und -dimethacrylat, Trime­

thylolethantriacrylat und -methacrylat, Trimethylol-
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propantriacrylat und -methacrylat, Neopentylglykol· 

diacrylat und -dimethacrylat, Pentaerythrit- 1>der 

Dipentaerythrit-tri-, -tetra- oder -hexaact"ilat <>der 

-methacrylat, Epoxydiacrylat oder -methacrylat, Oli· 

goacrylate (JP-AS 7361/77) und Acrylurethanharze 

oder Acrylurethanoligomere (JP-AS 41 708/73). 

Geeignete Photopolymerisationsinitiatoren sind 

zum Beispiel vicinale Polyketaldonylverbindungen 

(US-PS 2 367 660), a-Carbonylverbindungen (US­

PS 2 367 661 und 2 367 670), Acyloinether (US­

PS 2 448 828), aromatische Acyloinverbindungen, 

die mit einem a-Kohlenwasserstoff substituiert sind 

(US-PS 2 722 512), mehrkernige Chinonverbindun­

gen (US-PS 3 046 127 und 2 951 758), Kombina­

tionen von Triallylimidazoldimer und p-Aminc1phe­

nylketon (US-PS 3 549 367); Benzothiazolveirbin­

dungen (JP-AS 48 516/76), Benzothiazolverbindun­

gen/Trihalogenmethyl-s-triazinverbindungen 

(JP-OS 74 887/79 und DE-OS 3 038 605, entspre­

chend US-PS 4 421 844) sowie Acridin- und P'hena­

zinverbindungen (US-PS 3 751 259). 

Zusiitzlich zu den genannten Materialien verwen­

det man vorzugsweise Warmepolymerisationsinhibi­

toren, wie sie aus DE-OS 3 31 O 804, entspre1:hend 

GB-A 2 121 201, bekannt sind, wie Hydrochinon, 

Benzochinon oder p-Methoxyphenol. In einigen Fal·· 

len konnen auch Farbstoffe, Pigments oder pH­

lndikatoren zur Erhohung des Bildkontrastes zuge­

setzt werden. 
Die Dicke der negativ arbeitenden Oeckschicht 

kann in weiten Grenzen schwanken und Werte an­

nehmen im Bereich von 0, 1 bis 50 µ.m. Bei Vorwen­

dung von Diazoniumsalz-Polykondensatoren wird 

man im allgemeinen Dicken von etwa 0.2 bin 3 µ.m 

wahlen, und bei Verwendung von photopolymeri­

sierbaren Zusammensetzungen solche im Bereich 

von etwa 5 bis 50 µ.m. 

Als lichtempfindliche Deckschicht kann auch ein 

Material verwendet werden, welches - je nach Ver­

arbeitungsmethode - positiv oder megativ arbeitet. 

Ein solches Verfahren und entsprechendes Material 

werden beispielsweise in EP-A 0 082 463 be1schrie·· 

ben. 
Das Aufbringen der photoleitfiihigen Beschich· 

tung auf den Schichttrager kann nach den bekannten 

Methoden durch Giessen, Tauchen oder Sprijhen er· 

folgen. 
Die lichtempfindliche Deckschicht wird vorzugs­

weise durch Laminieren oder Spruhen aufgtttragen, 

um eine Beschiidigung der photoleitfahigen Schicht 

zu vermeiden. 
Das Laminieren kann mit einem handels1jblichen 

Laminator erfolgen. Die lichtempfincfliche Schicht 

wird dabei zunachst auf einen Zwischentriiger, zum 

Beispiel eine Polyesterfolie von 20 bis 50 µ.m Dick13, 

durch Giessen, Tauchen oder Spruhen auf1~ebracht 

und von diesem Zwischentrager durch Anwendung 

von Druck und Warme auf die photoleitfahige 

Schicht Obertragen. Der Zwischentrager kann nach 

dem Abkuhlen, oder auch erst vor der Verarbeitung, 

leicht entfernt werden. 

Erfolgt der Auftrag der lichtempfindlichen Deck­

schicht durch Spruhen, so mussen Losungsmittelzu­

sammensetzung und Beschichtungsbedingungen so 

gewiihlt werden, dass die Photoleiterschicht nicht 
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angel6st wird und ein gleichmassiger, geschlossener 

Film entsteht. 

Wird die Deckschicht durch Giessen aufgetragen, 

so erfolgt die Beschichtung als Vorhangbeschich­

tung, da bei Schleuderbeschichtung oder verwand­

ten Methoden eine Durchmischung der beiden 

Sct)ichten nicht auszuschliessen ist. 

Als Schichttrager konnen simtliche fur diesen 

Zweck bekannten Materialien eingesetzt werden, 

wie z.B. Aluminium-~ Zink-, Magnesium-, Chrom­

oder Kupferplatten, deren Oberflichen vorbehandelt 

sein konnen; aber auch metallisierte Cellulosepro­

dukte, wie Cellulosehydrat-, Celluloseacetat- oder 

Cellulosebutyratfolien. Auch oberfliichlich hydrophil 

und elektrisch leitend gemachtes Papier oder Kunst­

stoffolien sowie Verbundmaterialien aus Papier oder 

Folie und Metal! sind einsetzbar. Auch Mehrmetall­

trigermaterial ist geeignet. 

Als bevorzugtes Schichttrigermaterial fur Druck­

formen wird mechanisch oder elektrochemisch auf­

gerauhtes Aluminium verwendet, das gegebenen­

falls mit einer oberflichlichen Oxidschlcht versehen 

ist und mit hydrophillerenden Substanzen, wie Poly­

vinylphosphonsiure, nachbehandelt wurde. 

Zur Herstellung gedruckter Schaltungen werden 

metallisierte Kunststofftriger in Form von Folien 

oder Platten eingesetzt, wobei die Metallschicht 

durch Aufdampfen, Aufkaschieren oder durch che­

mische oder galvanische Abscheidung aufgebracht 

werden kann. Hier wird nach dem Entschichten die 

frelgelegte Schichttrigeroberfliche geitzt oder an 

diesen Stellen galvanisch verstirkt. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Her­

stellen einer Druckform oder einer gedruckten Schal­

tung auf elektrophotographischem Wege, bei dem 

ein Aufzeichnungsmaterial, · bestehend aus einem 

elektrisch leitenden Schichttriger und einem darauf 

befindlichen photoleitfihigen Schichtsystem elek­

trostatisch aufgeladen, bildmissig belichtet, .das 

entstandene Ladungsbild mit einem feinteiligen To­

ner sichtbar gemacht und anschliessend die Schicht 

vollflichig einer aktinischen Bestrahlung und dann 

einer Entschichtung ausgesetzt wird. Das Verfahren 

ist dadurch gekennzeichnet, dass man als photoleit­

fihiges Schichtsystem eine Doppelschicht verwen­

det, die, vom Schichttriger aus gesehen, aus einer 

photoleitfihigen Beschichtung und einer lichtemp­

findlichen Deckschicht besteht, die durch aktinische 

Bestrahlung hinsichtlich ihrer L.Oslichkeit differen­

ziert wird. Wahlweise werden die nicht von Toner be­

deckten Bereiche der lichtempfindlichen Deck­

schicht zusammen mit den darunter befindlichen 

photoleitfihigen Schichtbestandteilen oder die von 

Toner bedeckten Bereiche der lichtempfindlichen 

Deckschicht zusammen mit den darunter beflndli­

chen photoleitfihigen Schichtbestandtejlen wegge­

lost, je nachdem, ob man eine Positiv- oder Nega­

tiv-Wiedergabe vorzunehmen beabsichtigt. 

Das erfindungsgemisse Verfahren ist prinzipiell in 

schematischer Darstellung den beigefugten Figuren 

zu entnehmen. 
Unter A ist das erfindungsgemisse Aufzeich­

nungsmaterial dargestellt, mit 1 als photoleitfahiger 

Schicht, 2 als lichtempfindlicher Deckschicht und 3 

als Schichttriger, der hier nur als Metallplatte darge-

s 

10 

16 

20 

ZS 

30 

36 

45 

60 

80 

86 

6 

10 1 fi 

stellt ist. Er kann aber auch, wie unter L angegeben, 

aus zum Beispiel einer Folie .oder Kunststoffpl•tte 7 

bestehen, die mit einer elektrisch leitenden Schicht 3 

versehen ist. In der photoleitfihigen Schicht 1 wird 

vorzugsweise ein organischer Photoleiter verwen­

det. Die lichtempfindliche Oeckschicht enthtilt min·· 

destens eine bei Bestrahlung Loslichkeit in dem be·· 

treffenden Entschichter. bewirkende Verbindung 

oder mindestens eine bei Bestrahlung Unloslichkett 

in dem betreffenden Entschichtei' bewirkende Ver­

bindung. 
· B glbt die zum Beispiel durch Coronaaufladung er­

zeugte elektro~ische Aufladung des erfindungf1-

gemissen Aufzeichnungsmaterials wieder, die, wie 

gezeigt, negativ oder aber positiv sein kann. Figur C 

stellt schematisch die bildmissige Belichtung lh· u1l 

des aufgeladenen Materials dar; die Ober eine Optik 

durch Projektion oder direkt mittels Laserstrahlen er­

folgen kann. Figur 0 glbt das·Sichtbarmachen des 

entstandenen Ladungsbildes mit einem elelctrostati­

schen Entwickler wieder. 01Js.Sichtl>armachen kann 

sowohl mit einem Fliissigentwickler'als auch·mit ei­

nem Trockenentwickler erfolgen •. Es Qnn mit einom 

entilegengesetzt geladenen TOtier :geatbeitet wer­

den, wie hier gezeigt, . es kann abet ·auch eine 

Umkehrentwicklung mit einem glei~hainnigder elek­

trostatischen Aufladung · aufpladenen 'Toner das 

Sichtb8rmachen erfolgen;. Qaa''i.ntstandene Toner­

bild 6 kann nach dem erfindungsgemissen .Yerfah­

ren fixiert werden, d.h; eingebrannt oder durch LO·· 

sungsmitteldimpfe befestigtwerclen~.Es ist vorzugs·· 

weise wegen der tspiteren E~mui:tg'Ctas Tonerbil­

des ~h von Vorteil~ •daS.;[one~ild
 nlcht: zu 

fbderen und lediglichentsprech8nd der v.omandenen 

elektrmtatischen und adhiswen·Krt«e in dem ent·· 

wickelten Zustand zu,.,_lasaen;·.>,;t./:,,,,,:: · 

Die Figuren E und F gebe~die ~•hlUng m
it akti­

nischem Ucht (h•UJ) wiedertHierZU iind zum Bei­

spiel Metallhalogenid-0Ueckitilberdamp"-*'pen ge­

eignet; welche einen hohen ·S~ttalantell im nahen 

UV-Bereich emittieren;, ;.•_,,·,'<·: ;,,.;, .'10r -- . 

Die Bes,rahlung kann eiMtse~:dazu dlenen, die 

nicht von Toner bede~9.Q$~1ten •in den' IOslichen 

Zustand zu OberfOhren oder dle:f'icl:rt von Toner be­

deekten Stellen 5 unl6slict1 zumaQheniwodurch un­

ter G ein·Positiv'-Verfahren undiunte' H eln Negativ­

Verfahren result~ren. :· ···· '·"'~··,;:· ;',:' ·' :·• 

Die Figur G stellt die von Tol')er befreite Druckplat­

te naeh E, Figur H die von Toner b8f~eite Oruckplatte 

nach F dar, die nummehrdem:en~hichtun
gsverfah­

ren unterworfen werden •. DieZusammensetzung ge­

eigneter Entschichterl6sungen iSt ausderdeutschen 

Patentschrift 1 117 391, ·. entsprechend GB-PS 

944 126, an sich bekannt. :Als fOr d&S vorliegende 

Verfahren geeignete Entschichterl6sungen werden 

Alkoholgemiche verwendet, denen ·Alkali in Form 

von Natriummetasilikat oder Ethanolamin zugesetZ1 

werden. Vorzugsweise verwendet man zum Weglo­

sen einen Entschichter, der eine alkalisch-wiissrige, 

gegebenenfalls Netzmittel enthaltende Losung dar­

stellt. Der entfernte Toner kann gegebenenfalls wie­

derverwendet werden~ Die Tonerentfernung und das 

Entschichten konnen, was bevorzugt ist, auch in ei­

nem Schritt erfolgen. Die nach dem Entschi1:htungs­

verfahren, d.h. nach dem Weglosen, verbloibenden 

.·: .. : 
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Schichtbestandteile konnen einer thermischen 

Nachhartung unterworfen werden. Es resultieren die 

fertigen Druckformen nach Figur I, resp. K, als 

Positiv- oder Negativ-Druckplatten. 

In Falle, dass der Schichttrager, wie eingangs er­

wahnt, aus einer metallisierten Kunststoftplatte 3, 7 

besteht, kann das Material nach Figur I dem Atzen 

unterworfen werden, wodurch das durch das Ent­

schichten freigelegte Metallbild entfernt wird (Figur 

L). Nach Ablosen (Strippen) der verbliebenen 

Schichtbestandteile resultiert eine gedruckte Schal­

tung nach Figur L1. Man kann jedoch auch das Mate­

rial nach Figur I einem galvanischen Bad aussetzen 

und dadurch die freigelegten Metallstellen galva­

nisch verstarken, unter Aufbringen einer weiteren 

Metallschicht 8, wie in Figur 11 gezeigt. Nach dem 

Strippen erhalt man eine fertige Leiterplatte 12. 

Entsprechende Verfahrenschritte, wie sie, von ei­

nem Material I ausgehend, gezeigt sind, konnen auch 

mit einem Material durchgefuhrt werden, wie es un­

ter Figur K dargestellt ist. 

Es ist erfindungsgemass auch moglich, bei Ver­

wendung eines angepassten Materials fur die licht­

empfindliche Deckschicht durch Einfugen weiterer 

Verfahrensschritte, wie Erwarmen und nochmaliges 

Bestrahlen, ein positiv arbeitendes Material bei Be­

darf auch negativ arbeitend einzustellen. 

Das erfindungsgemasse Verfahren weist folgende 

Vorteile auf. 

Aufgrund der grossen Lichtempfindlichkeit des 

elektrophotographischen Doppelschichtsystems 

kann die bildmassige Belichtung durch Projektion der 

Bildvorlage oder auch direkt durch einen Laser mit 

beispielsweise niedriger Leistung erfolgen. Im Falle 

der Projektionsbelichtung konnen beliebig viele 

Druckplatten oder Schaltungsbilder von einer Vorla­

ge hergestellt werden, ohne dass diese mit dem licht­

empfindlichen Material in Kontakt kommt. Die 

Vorlage unterliegt somit praktisch keinem Ver­

schleiss. 
Es ist auch nicht erforderlich, das auf elektropho­

tographischem Wege erzeugte Tonerbild zu fixieren. 

Die Tonermaske k:~nn daher auf einfache Weise kor­

rigiert oder vor bzw. wahrend der Entschichtung voll­

standig entfemt werden. Spater folgende Verarbei­

tungsschritte werden dadurch nicht durch den an­

wesenden Toner gestort, insbesondere tritt das von 

herkommlichen elektrophotographischen Druckplat­

ten mit fixiertem Tonerbild bekannte Problem des 

«Tonerablaufs» bei Druckbeginn nicht auf. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Tonerbild unmit­

telbar auf der lichtempfindlichen Deckschicht er­

zeugt wird. Bei der vollflachigen Bestrahlung tritt 

deshalb keine unkontrollierte Unterstrahlung auf, 

wie dies hiiufig bei Vewendung von Filmvorlagen 

aufgrund von LufteinschlOssen zwischen Film und 

lichtempfindlicher Schicht der Fall ist. Die Bestrah­

lung kann deshalb ohne Einsatz eines Vakuum-Ko­

pierrahmens also selbst wahrend des Transports der 

Platte erfolgen, was zu Zeitersparnis fUhrt. 

_ Die Anfarbung der lichtempfindlichen Deckschicht 

liefert unmittelbar bei Bestrahlung einen Farbum­

schlag, so dass bestrahlte und noch nicht bestrahlte 

Platten selbst dann zu unterscheiden sind, wenn das 

Tonerbild bereits entfernt wurde. Zudem konnen die 

0 157 241 
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Bildstellen von den Nichtbildstellen unterschieden 

werden. 
Die Tonwertwiedergabe bei gerasterten Vorlagen 

kann man durch Wahl der Bestrahlungsbedingungen 

5 beeinflussen, wie das von konventionellen positiv 

oder negativ arbeitenden Druckplatten her bekannt 

ist. Der beim Offsetdruck in der Druckmaschine auf­

tretende Tonwertzuwachs kann auf diese Weise zu· 

mindest teilweise ausgeglichen werden. 

10 Bei der Entschichtung durch Weglosen werden nur 

die leichter loslichen Nichtbildbereiche entfernt, an 

den Bildstel!en bleibt die Ooppelschichtanordnung 

voll erhalten. 

Es besteht die Moglichkeit, die nach der Entschich-

15 tung verbliebenen Schichtbereiche durch Anwen­

dung von Warme nachzuharten, wodurch die· Resi· 

stenz der Oberflache gegen Chemikalien oder gegen 

mechanisch~ Beanspruchung weiter erhoht werden 

kann. · 

20 Ein besonderer Vorteil des Verfahrens ist ferner 

seine vielfaltige Verwendbarkeit, je nach Ausgangs­

material und Verfahrensschritten. 

So kann eine Positiv-Negativ-Umkehr zum Beispiel 

erreicht werden durch entsprechende Aufladung von 

25 elektrophotographischer Doppelschicht und Toner, 

durch Wahl einer positiv bzw. einer negativ arbeiten­

den Deckschicht oder sogar einer Deckschicht, die je 

nach Verarbeitung wahlweise positiv oder negativ 

arbeitet. 

30 Da ein Fixieren des Tonerbildes nicht erforderlich 

ist, konnen Aufladung und Betonerung bei Bedarf 

wiederholt werden, oder es kann der gesamte Ver­

fahrensablauf mit unterschiedlichen Bildvorlagen in 

mehreren Zyklen ausgefuhrt werden. 

35 Die folgenden Beispiele sollen die vorliegende Er-
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findung naher beschreiben, Ohne Sie hierauf ZU be­

grenzen. 

Beispiel 1 

Auf eine elektrochemisch aufgerauhte und anodi­

sierte Aluminiumplatte von 0,3 mm Starke, welche 

gemass DE-OS 1 621 478, entsprechend GB-PS 

1 230 44 7, mit Polyvinylphosphonsaure nachbe­

handelt worden war, wurde folgende Beschich­

tungslosung aufgetragen: 

50 Gewichts- eines Copolymerisates aui; 

Styrol und Maleinsaureanhy­

drid (ScripsetR 540, Mon­

santo), 

teile (Gt) 

42 Gt 

0,2 Gt 

360 Gt 

550 Gt 

2-Vinyl-4(4' -diethylaminophe­

nyl)-5-(2' -chlorphenyl)-oxazol, 

Rhodamin FB (C.I. 45170) 

Ethylenglykolmonomethylether 

Tetrahydrofuran. 

Nach dem Trocknen betrug das Schichtgewicht 

3,0 g/m2 • 

Auf diese photoleitfahige Schicht wurde eine licht­

empfindliche Deckschicht von 2,0 g/m2 durch 

Spruhbeschichtung folgender Losung aufgebracht: 

0,8 Gt des Veresterungsproduktes aus 1 

Mol 2, 3, 4-Trihydroxybenzophenon 

und 3 Mot Naphthochinon-(1, 21-­

diazid-(2)-5-sulfonsaurechlorid, 

lo 
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0,40 Gt 

6,00 Gt 

0,60 Gt. 

0,30 Gt 

40,00 Gt 

50,00 Gt 

des Veresterungsproduktes aus 1 
Mol 2, 2' -Dihydroxy-dinaphthyl-( 1, 
1 ')-methan und 2 Mol Naphthochi­
non-( 1,2 )-diazid-( 2 )-5-sulfonsau­
rechlorid, 

eines Kresol-Formaldehyd-Novolaks 
mit einem Erweichungspunkt von 
120 bis 135°C und einem mittleren 
Molgewicht von 1500, 

Naphthochinon-( 1,2 )-diazid-( 2 )-4-
sulfonsaurechlorid und 

Kristallviolett (C.I. 42 555) in 

Ethylenglykolnionomethylether und 

Tetrahydrofuran. 

Die so erhalten Kombination aus zwei Schichten 
wurde in einem handelsublichen Automaten zur Her­
stellung von elektrophotographischen Druckformen 
mittels Coronaentladung mit einer negativen Aufla­
dung versehen, durch Projektion bildmassig 20 Se­
kunden lang belichtet und das latente Ladungsbild 
mit einem handelsublichen elektrophotographischeh 
Trockenentwickler entwickelt. 

Die betonerte Aluminiumplatte wurde anschlies­
send 1,0 Minute mit einer 5 kW-Metallhalogenidlam­
pe bestrahlt. 

Schliesslich wurde mit einem PIUschtampon eine 
Entschichterlosung aus Natriumsilikat, Glycerin, 
Wasser, Ethylenglykol und Ethanol gemass .EP-PS 
0 034 317, entsprechend US-PS 4 388 391, auf 
die Platte aufgetragen. Diese loste die nicht betoner­
ten Schichtbestandteile der Deckschicht zusammen 
mit der darunter liegenden . Photoleiterschicht voll· 
standig auf. Von den Bildstellen der Aluminiumplatte 
wurde zugleich der nicht fixierte Toner abgewa­
schen. Die darunter liegenden Schichtbestandteile 
blieben unversehrt. 

Durch Wahl einer entsprechend langeren Bestrah­
lungszeit konnte die Platte, wie eine konventionelle 
Positivplatte, spitzer kopiert werden, was zu einer 
offeneren Tonwertwiedergabe filhrte. Die Auflagen­
leistung der Platte betrug 150 000, sie konnte durch 
thermische Nachhartung der verbliebenen Schicht 
von dem Druck (5 Minuten, 220°C) auf 180 OOOge­
steigert werden. 

Beispiel 2 

Wie in Beispiel 1 beschrieben, wurde auf einen 
Druckplattentrager eine Photoleiterschicht mit ei­
nem Schichtgewicht von etwa 4,5 g/m2 aufge­
bracht. 

Auf diese wurde eine lichtempfindliche Beschich­
tung folgender Zusammensetzung so aufgetragen, 
dass das Schichtgewicht nach dem Trocknen etwa 
1,5 g/m2 betrug: 

97,0 Gt eines Bindemittels, das durch Um­
setzung von 11,3 Gt eines Polyvinyl­
butyrals mit einem Molgewicht von 
70 bis 80 000 mit 5, 11 Gt Propenyl­
sulfonylisocyanat erhalten wurde 
(entsprechend DE-AS 2 053 363 
bzw. US-PS 3 732 106). 
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48,3 Gt 

4,5 Gt 

3,5 Gt 

3500 Gt 

1035 Gt 

Jt '{' 
eines Diazoniumsalzpolykondensa­
tionsproduktes, hergestellt aus 1 
Mol 3-Methoxydiphenylamin-4-dici­
zoniumsulfat und 1 Mol 4,4' -BismEi­
thoxydiphenylether in 85%igeir 
Phosphorsaure und isoliert als Mesi­
tylensulfonat, 

Phosphorsaure und 

Viktoriareinblau FGA (C.I. Basic Blue 
81}in 

Ethylenglykolmonomethylether und 

Tetrahydrofuran. 

Die so erhaltene Doppelschicht wurde, wie unter 
Beispiel 1 beschrieben, elektrostatisch aufgeladen. 
belichtet, das entstandene Ladungsbild mit einem 
positiv gesteuerten FIUssigentwickler entwickelt 
und anschliessend unter einer Metallhalogenidlampe 
mit 5 kW Leistung 2 Minuten bestrahlt. 

Zur Entfernung der betonerten Schichtbestandtei-
le wurde eine wassrige Losung eingesetzt mit 

5 Gt Natriumoctylsulfat, 
2 Gt Natriummetasilikat-pentahydrat, 
1 Gt Trinatriumphosphat und 
1 Gt Phenoxyethanol. 

Die Behandlungszeit betrug 90 Sekunden. In die­
ser Zeit wurden sowohl die Tonerbestandteile als 
auch die darunterliegenden Schichtbestandteile voll­
standig abgelost. 

Die nicht betonerten Schichtbestandteile der Dop­
pelschicht blieben vollstandig erhalten und lieferten 
im Druck eine negative Abbildung der Belichtungs· 
vorlage. 

Da das Tonerbild gegenOber der Vorlage einen 
Tonwertzuwachs aufwies, wurde die bei Negativ­
schichten zu beobachtende Tonwertzunahme zu­
mindest teilweise kompensiert. 

Beispiel 3 
Wie in Beispiel 2 beschrieben, wurde auf einem 

100 µm dickem Aluminiumdruckplattentrager mit 
mechanisch aufgerauhter Oberflache eine Doppel­
schicht aus einer Photoleiterschicht mit einem 
2, 5-Bis-(4' -diethylaminophenyl)-1, 3, 3-oxidazol als 
Photoleiter und einer negativ arbeitenden Deck­
schicht erzeugt. Anstelle des Umsetzungsproduktes 
aus Polyvinylbutyral u~d Propenylsulfonylisocyanat 
wurde als Bindemittel in der Deckschicht ein C1>poly­
merisat aus Styrol und Maleinsiureanhydrid (Scrip­
set R 540 Monsanto) eingesetzt. Zur Entschichtung 
dieser Platte wurde die in Beispiel 2 genannte Ent­
schichterlosung verwendet. 

Es resultierte eine Druckplatte, von der von Druck· 
beginn an einwandfreie Drucke erstellt warden konn­
ten, wobei eine hOhere Auflage erreicht wurde als 
mit einer konventionellen elektrophotographischen 
Druckplatte. 

Beispiel 4 
Auf eine van Oxidschichten befreite, 35 1.1m starke 

Kupferfolie, die auf eine 1,5 mm starke Platte aus 
Phenoplast-Schichtstoff kaschiert war, wurde die in 
Beispiel 1 beschriebene Photoleiterschicht mit einem 
Schichtgewicht voh 6 g/m2 aufgebracht. 

, .. 
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Auf einer 50 11m dicken Pofyesterfolie afs Zwi­

schentrager wurde eine Beschichtungsfosung ge­

mass EP-A 0 082 463 folgender Zusammensetzung 

aufgeschleudert, die dann als Trockenresistmateriaf 

diente: 

40 
15 

5 
28 

Gt 
Gt 
Gt 
Gt 

3,5 Gt 
8,3 Gt 

0,2 Gt 

Methylethylketon, 

Ethylenglykolethyletheracetat. 

Diethylengtykolmonoethylether. 

eines Kresolformaldehyd-Novolaks 

mit einem Erweichungsbereich von 

105bis·120°c nach Kapiflar-Metho­

de DIN 53 181, 

Polyvinylethylether (lutanol A 25), 

des Polyacetals aus 2-Ethyfbutyral­

dehyd und Triethylenglykol, 

2-(6-Methoxy-naphth-2-yl)-4, 6-bis­

trichlormethyl-s-triazin, 

0,01 Gt Kristaflviolettbase. 

Die Schichtdicke nach dem Trocknen betrug 25 

11m. 

Mit einem zur Verarbeitung von Trockenresistma­

terial verwendeten laminator wurde dieses Resist­

material als lichtempfindliche Deckschicht unter An­

wendung von Druck und einer Temperatur von 

130°C auf die Oberflache der Photoleiterschicht 

Obertragen. Die als Zwischentrager dienende Poly­

esterfolie wurde anschliessend bei Raumtemperatur 

abgezogen. 

Die Kupferbasis wurde geerdet und die Doppel­

schicht mit einer Corona negativ aufgeladen, bild­

miissig befichtet und mit einem handelsOblichen 

Trockenentwickler entwickelt und die Platte 10 Mi­

nuten bei 80°C nachbehandelt. Durch die Toner­

maske hindurch wurde anschfiessend vollflachig mit 

einer 5-kW-Metallhalogenidlampe 0, 5 Minuten fang 

bestrahlt. 
Falls eine Korrektur erforderlich ist, kann der Toner 

durch Abwischen entfernt und der Bestrahlungs­

schritt wiederholt werden. 

Die Entschichtung konnte wahlweise entweder in 

2 Schritten, bei zugiger Arbeitsweise, mit einer 

wassrigen losung mit 5 Gt Natriummetasilikat x 9 

HzO, 3 Gt Trinatriumphosphat x 12 H20 und dann 

mit der in Beispiel 2 beschriebenen Losung erfolgen, 

oder in einem Schritt mit einer Losung, die 6 Gt Di­

ethylenglykolmonoethylether, 5 Gt Propanol, 0, 7 Gt 

Natriummetasilikat, 2,5 Gt Trinatriumphosphat und 

85 Gt Wasser enthielt. 

In beiden Fallen wurden die nlcht betonerten 

Schichtbestandteile der Doppelschicht vollstandig 

abgelost, wahrend die .Bildstellen erhalten blieben 

und hier nur der Toner abgewaschen wurde. 

Anschliessend wurde die freigelegte Kupfer­

schicht weggeatzt und die Atzreserve, d.h. die vor­

handenen Schichtbestandteile mit Losungmitteln, 

wie Aceton oder Methylglykol, gestrippt. 

Es wurde auf diese Weise tiine gedruckte Schal­

tung mit exakter Leiterbahnbegrenzung erhalten. 

Beispiel 5 

Es wurde wie in Beispiel 4 verfahren, jedoch nach 

dem Bestrahlen das Tonerbild durch Abwischen ent­

fernt, die Platte 30 Minuten auf 120°C erwarmt und 

die auf Raumtemperatur abgekuhlte Platte an-

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

9 

schliessend unter einer Metallhalogenid-Quecksit­

berdampflampe nochmals bestrahlt. Daraufhin Wlir­

de entschichtet, wobei im Unterschied zu Beispief 4 

ein negatives Bild der Bildvorlage erhalten wurde. Die 

Herstellung einer gedruckten Schaltung wurde. wie 

in Beispiel 4 beschrieben, weitergefuhrt. 

Beispiel 6 

Es wurde wie in Beispiel 4 verfahren, mit dem lln­

terschied, dass als lichtempflindliche Deckschic:ht 

auf die Photoieiterschicht ein negativ arbeitendes 

Material auflaminiert wurde. 

Zu diesem Zweck wurde folgende Rezeptur auf Po­

lyesterfolie als Zwischentriiger, wie in Beispiel 4 be­

schrieben, aufgetragen: 

6,5 Gt 

5,0 Gt 

2,8 Gt 
0,2 Gt 

0.1 Gt 

0,025 Gt 

25 Gt 
2 Gt 

eines Terpolymerisates aus n-Hexyl­

methacrylat, Methacrylsaure und 

Styrol (60:30:10 Gewichststeilel 

mit einem mittleren Molgewicht von 

35 000 (gemass DE-AS 2 363 aoa. 
entsprechend US-PS 3 930 86!)), 

eines ungesiittigten Polyurethans, 

das aus 3 Molen 2, 2, 4-Trimethylhe-

xamethylendiisocyanat und 2 Molen 

Trlethylenglykol (1. Reaktionsstufe) 

und danach 2 Molen Hydroxyethyl­

methacrylat (2. Raktionsstufe) syn-

thetisiert wurde, 

4-Hydroxy-( 2-ethylhexyl}-benzoat, 

9-Phenylacridin, 

3-Mercapto-propionsiiure-2,4-di­

chloranilid und 

des Farbstoffes «Disperse Red* IC.I. 

179) in 
Methylethylketon und 

Ethanol. 

Wie in Beispiel 4 beschrieben, wurde die erhaltene 

Doppelschicht elektrophotographisch behandelt und 

entwickelt und 1 Minute mit einer 5 kW Metallhalo­

genidlampe bestrahlt. 

Es wurde mit folgender losung entschichtet: 

4 Gt Natriumlaurylsulfat, 

1 Gt Natriumcarbonat, 

2 Gt Trinatriumphosphat x 12 H20, 

2 Gt Natriummetasilikat x 5 H20, 

1 Gt Phenoxyethanol, 

90 Gt Wasser. 

Es wurde ein negatives Abbild des Originals erhal·· 

ten, das man als Leiterplatte einsetzen konnte. 

Patentanpruche 

1. Lichtempfinaliches Aufzeichnungsmaterial 

aus einem elektrisch leitenden, zur Herstellung von 

Druckformen oder gedruckten Schaltungen geeigne­

ten Schichttrager und einem photoleitfahigen 

Schichtsystem, enthaltend Photoleiter, Bindemittel, 

Sensibilisierungsfarbstoff und Obliche Zusiitze, da­

durch gekennzeichnet, dass das photoleitfahige Sy­

stem aus einer auf dem Schichttriiger aufgabrachten 

photoleitfiihigen Ein- oder Mehrfachschicht und ei­

ner lichtempfindlichen Deckschicht, die mindestens 
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eine phototechemisch reaktive Verbindung enthiilt, 
besteht. 

2. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, da­
durch gekennzeichnet, dass in der lichtempfindli­
chen Deckschicht als photochemisch reaktive Ver­
bindung eine Verbindung oder eine Kombination von 
Verbindungen vorhanden ist, deren Loslichkeit in al­
kalisch wiissrigen und/oder alkoholischen Losungs­
mittelsystemen durch aktinische Bestrahlung ernied­
rigt wird. 

3. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, da­
durch gekennzeichnet, dass in der lichtempfindli­
chen Deckschicht als photochemisch reaktive Ver­
bindung eine Verbindung oder eine Kombination von 
Verbindungen vorhanden ist, deren Loslichkeit in al­
kalisch wiissrigen und/oder alkoholischen Losungs­
mittelsystemen durch aktinische Bestrahlung erhoht 
wird. 

4. Aufzeichnungsmaterial nach Anspri.ichen 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass als photoche­
misch reaktive Verbindung mindestens ein o-Chinon­
diazid vorhanden ist. 

5. Aufzeichnungsmaterial nach Anspriichen 1 
und 3, dadurch gekennzeichnet, dass als photoche­
misch reaktive Verbindung mindestens ein Diazo­
niumsalz-PolykondensationsprOdukt vorhanden ist. 

6. Aufzeichnungsmaterial nach Anspriichen 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass sich die nach einer 
aktinischen Bestrahlung leichter loslichen Schicht­
bereiche in einem alkalisch wassrigen, gegebenen­
falls Netzmittel enthaltenden Losungsmittel losen. 

7. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, da­
durch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke der 
lichtempfindlichen Deckschicht im Bereich von etwa 
0, 1 bis etwa 50 µm liegt. 

8. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 7, da­
durch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke der 
lichtempfindlichen Deckschicht im Bereich von etwa 
1 bis etwa 25 µm liegt. 

9. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, da­
durch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke der 
photoleitfahigen Schicht im Bereich von etwa 2 bis 
etwa 10 µm liegt. 

10. Verfahren zum Herstellen einer Druckform 
oder einer gedruckten Schaltung auf elektrophoto­
graphischem Wege, bei dem ein Aufzeichnungsma­
terial, bestehend aus einem elektrisch leitenden 
Schichttiiger und einem darauf befindlichen photo­
leitfiihigen Schichtsystem, elektrostatisch aufgela­
den, bildmi:issig belichtet und das entstandene La­
dungsbild mit feinteiligem Toner sichtbar gemacht, 
anschliessend vollfliichig einer aktinischen Bestrah­
lung und dann einer Entschichtung ausgesetzt wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass man als photoleitfahi­
ges Schichtsystem eine Doppelschicht verwendet, 
die, vom Schichttriiger aus gesehen, aus einer pho­
toleitfiihigen Beschichtung und einer lichtempfindli­
chen Deckschicht besteht, die durch aktinische Be­
strahlung hinsichtlich ihrer Loslichkeit differenziert 
wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge­
kennzeichnet, dass die nicht von Toner bedeckten 
Bereiche der lichtempflindlichen Deckschicht zu­
sammen mit den darunter befindlichen photoleitfahi­
gen Schichtbestandteilen weggelost werden. 
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12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge­
kennzeichnet, dass die von Toner bedeckten Berei­
che der lichtempfindlichen Deckschicht zusammen 
mit den darunter befindlichen photoleitfahigen 
Schichtbestandteilen weggelost werden. 

13. Verfahren nach Anspri.ichen 10 bis 12, da­
durch gekennzeichnet, dass man zum Weglosen ei­
nen Entschichter verwendet, der eine alkalisch 
wassrige, gegebenenfalls Netzmittel enthaltende 
Losung darstellt. 

14. Verfahren nach Anspruchen 1 O bis 13. da­
durch gekennzeichnet, dass man in der photoleitfiihi­
gen Schicht einen organischen Photoleiter verwen­
det. 

15. Verfahren nach Anspruchen 10 oder 11, da­
durch gekennzeichnet, dass man in der lichtempfind­
lichen Deckschicht mindestens eine bei Bestrahlung 
Loslichkeit .in dem betreffenden Entschichter bewir­
kende Verbindung verwendet. 

16. Verfahren nach Anspriichen 10 oder 12, da-· 
durch gekennzeichnet, dass man in der lichtempfind-­
lichen Schicht mindestens eine bei Bestrahlung Un .. 
loslichkeit in dem betreffenden Entschichter bewir­
kende Verbindung verwendet. 

17. Verfahren nach Anspruchen 10 bis 16, da­
durch gekennzeichnet, dass man die nach dem Weg­
losen verbleibenden Schichtbestandteile thermisch 
nachhiirtet. 

18. Verfahren nach Anspri.ichen 10 bis 16, da­
durch gekennzeichnet, dass man nach dem Weglo­
sen die freigelegte Schichttrageroberflache iitzt oder 
galvanisch verstarkt und gegebenenfalls die verblei­
benden Schichtbestandteile durch Ablosen (Strip­
penl entfemt. 

Cf aims 

1 . A light-sensitive recording material composed 
of an electrically conductive support suitable for the 
production of printing forms or printed circuits. and 
a photoconductive layer system containing a ph1l­
toconductor, binder, sensitizing dye and convention­
al additives, wherein the photoconductive system 
comprises a photoconductive single layer or multiple 
layer applied to the support and a light-sensitive 
covering layer which contains at least one pho­
tochemically reactive compound. 

2. The recording material as claimed in claim 1, 
wherein the photochemically reactive compound 
present in the light-sensitive .covering layer is a com­
pound or a combination of compounds, the solubility 
of which in alkaline aqueous and/or alcoholic solvent 
systems is reduced by actinic irradiation. 

3. The recording material as claimed in claim 1, 
wherein the photochemically reactive compound 
present in the light-sensitive covering layer is a com­
pound or a combination of compounds, the solubility 
of which in alkaline aqueous and/or alcoholic solvunt 
systems is increased by actinic irradiation. 

4. The recording material as claimed in claim!; 1 
and 2, wherein at least one o-quinone-diazide is 
present as the photochemically reactive compound. 

5. The recording material as claimed in claims 1 
and 3, wherein at least one diazonium salt polycl)n-
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eine phototechemisch reaktive Verbindung enthalt, 
besteht. · 

2. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, da­
durch gekennzeichnet, dass in der lichtempfindli­
chen Deckschicht als photochemisch reaktive Ver­
bindung eine Verbindung oder eine Kombination von 
Verbindungen vorhanden ist, deren Loslichkeit in al­
kalisch wassrigen und/oder alkoholischen Losungs­
mittelsystemen durch aktinische Bestrahlung ernied­
rigt wird. 

3. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, da­
durch gekennzeichnet, dass in der lichtempfindli­
chen Deckschicht als photochemisch reaktive Ver­
bindung eine Verbindung oder eine Kombination von 
Verbindungen vorhanden ist, deren Loslichkeit in al­
kalisch wassrigen ·und/oder alkoholischen Losungs­
mittelsystemen durch aktinische Bestrahlung erhoht 
wird. 

4. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruchen 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass als photoche­
misch reaktive Verbindung mindestens ein o-Chinon­
diazid vorhanden ist. 

5. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruchen 1 
und 3, dadurch gekennzeichnet, dass als photoche­
misch reaktive Verbindung mindestens ein Diazo­
niumsalz-Polykondensationsprodukt vorhanden ist. 

6. Aufzeichnungsmaterial nach Ansprl.ichen 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass sich die nach einer 
aktinischen Bestrahlung leichter loslichen Schicht­
bereiche in einem alkalisch wassrigen, gegebenen­
falls Netzmittel enthaltenden Losungsmittel losen. 

7. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, da­
durch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke der 
lichtempfindlichen Deckschicht im Bereich von etwa 
0, 1 bis etwa 50 µm liegt. 

8. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 7, da­
durch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke der 
lichtempfindlichen Deckschicht im Bereich von etwa 
1 bis etwa 25 µm liegt. 

9. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, da­
durch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke der 
photoleitfahigen Schicht im Bereich von etwa 2 bis 
etwa 10 µm liegt. 

10. Verfahren zum Herstellen einer Druckform 
oder einer gedruckten Schaltung auf elektrophoto­
graphischem Wege, bei dem ein Aufzeichnungsma­
terial, bestehend aus einem elektrisch leitenden 
Schichttager und einem darauf befindlichen photo­
leitfahigen Schichtsystem, elektrostatisch aufgela­
den, bildmassig belichtet und das entstandene La­
dungsbild mit feinteiligem Toner sichtbar gemacht, 
anschliessend vollflachig einer aktinischen Bestrah­
lung und dann einer Entschichtung ausgesetzt wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass man als photoleitfahi­
ges Schichtsystem eine Ooppelschicht verwendet, 
die, vom Schichttrager aus gesehen, aus einer pho­
toleitfahigen Beschichtung und einer lichtempfindli­
chen Deckschicht besteht, die durch aktinische Be­

strahlung hinsichtlich ihrer Loslichkeit differenziert 
wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge­
kennzeichnet, dass die nicht von Toner bedeckten 
Bereiche der lichtempflindlichen Oeckschicht zu­
sammen mit den darunter befindlichen photoleitfahi­
gen Schichtbestandteilen weggelost werden. 
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12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge­
kennzeichnet, dass die von Toner bedeckten Berei­
che der lichtempfindlichen Deckschicht zusammen 
mit den darunter befindlichen photoleitfihigen 
Schichtbestandteilen weggelost werden. 

13. Verfahren nach Anspruchen 10 bis 12, da· 
durch gekennzeichnet, dass man zum Weglosen ei­
nen Entschichter verwendet, der eine alkalisch 
wassrige, gegebenenfalls Netzmittel enthaltendu 
Losung darstellt. 

14. Verfahren nach Ansprl.ichen 10 bis 13, da­
durch gekennzeichnet, dass man in der photoleitfiihi -
gen Schicht einen organischen Photoleiter verwen­
det. 

15. Verfahren nach Ansprl.ichen 10 oder 11, da­
durch gekennzeichnet, dass man in der lichtempfind­
lichen Deckschicht mindestens eine bei Bestrahlunn 
Loslichkeit in dem betreffenden Entschichter bewir­
kende Verbindung verwendet. 
· 16. Verfahren nach Anspruchen 10 oder 12, da­
durch gekennzeichnet, dass man in der lichtempfind­
lichen Schicht mindestens eine bei Bestrahlung Un­
loslichkeit in dem betreffenden Entschichter bewir­
kende Verbindung verwendet. 

17. Verfahren nach Anspruchen 10 bis 16, da­
durch geken~zeichnet, dass man die nach dem Weg­
losen verbleibenden Schichtbestandteile thermisch 
nachhartet. 

18. Verfahren nach Ansprl.ichen 10 bis 16, da­
durch gekennzeichnet, dass man nach dem Weglo­
sen die freigelegte Schichttrageroberflache iiUt oder 
galvanisch verstarkt und gegebenenfalls die verblei­
benden Schichtbestandteile durch Ablosen IStrip­
penl entfernt. 

Claims 

1. A light-sensitive recording material composed 
of an electrically conductive support suitable for the 
production of printing forms or printed circuits. and 
a photoconductive layer system containing a phc1-
toconductor, binder, sensitizing dye and convention­
al additives, wherein the photoconductive system 
comprises a photoconductive single layer or multiple 
layer applied to the support and a light-sensitive 
covering layer which contains at least one pho­
tochemically reactive compound. 

2. The recording material as claimed in claim 1 , 
wherein the photochemically reactive compound 
present in the light-sensitive.covering layer is a com­
pound or a combination of compounds, the solubility 
of which in alkaline aqueous and/or alcoholic solvent 
systems is reduced by actinic irradiation. 

3. The recording material as claimed in claim ·1 , 
wherein the photochemically reactive compound 
present in the light-sensitive covering layer is a com­
pound or a combination of compounds, the solubility 
of which in alkaline aqueous and/or alcoholic solvent 
systems is increased by actinic irradiation. 

4. The recording material as claimed in claims 1 
and 2, wherein at least one o-quinone-diaizide is 
present as the photochemically reactive compound. 

5. The recording material as claimed in claims 1 
and 3, wherein at least one diazonium salt polycon-
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densation product is present as the photochemically 

reactive compound. 
6. The recording material as claimed in claims 1 to 

5, wherein the layer areas which are more readily 

soluble after actinic irradiation are dissolved in an 

alkaline aqueous solvent which may contain a wet­

ting agent. 
7. The recording material as claimed in claim 1, 

wherein the layer thickness of the light-sensitive 

covering layer is within the range from about 0. 1 to 

about 50 µm. 
8. The recording material as claimed in claim 7, 

wherein the layer thickness of the light-sensitive 

covering layer is within the range from about 1 to 

about 25 µm. 
9. The recording material as claimed in claim 1, 

wherein the layer thickness of the photoconductive 

layer is within the range from about 2 to about 10 

µm. 
10. A process for the production of a printing 

form or printed circuit by electrophotographic 

means, in which a recording material composed of an 

electrically conductive support and a photoconduc­

tive layer system located thereon is electrostatically 

charged and exposed imagewise, and the resulting 

charge image is rendere.d visible by means of a finely 

particulate toner and subsequently the whole area is 

subjected to actinic irradiation and then to decoat­

ing, which comprises using, as the photoconductive 

layer system, a double layer which, as viewed from 

the support, is composed of a photoconductive coat­

ing and a light-sensitive covering layer which is 

differentiated by actinic radia.tion with respect to its 

solubility. 
11 . The process as claimed in claim 10, wherein 

those areas of the light-sensitive covering layer 

which are not covered by toner are dissolved away 

together with the photoconductive layer consti­

tuents located below. 
12. The process !.!~ claimed in claim 10 wherein 

those areas of the light-sensitive covering layer 

which are covered by toner are dissolved away 

together with the photocotidui::ti'iie-layef-consti­

tuents located below. 
13. The process as claimed in claims 10 to 12, 

wherein the decoating agent used for dissolving 

away is an alkaline aqueous solution which may con­

tain a wetting agent. 
14. The process as claimed in claims 10 to 13, 

wherein an organic photoconductor is used in the 

photoconductive layer. 
15. The process as claimed in claim 10 or 11, 

wherein at least one compound which confers solu­

bility in the particular decoating agent on irradiation 

is used in the light-sensitive covering layer. 

16. The process as claimed in claim 10 or 12 

wherein at least one compound which confers in­

solubility in the particular decoating agent on irradia­

tion is used in the light-sensitive layer. 

17. The process as claimed in claims 10 to 16, 

wherein the layer constituents remaining after the 

dissolving-away are subjected to final thermal 

hardening. 
18. The process as claimed in claims 10 to 16, 

wherein, after dissolving away, the exposed support 
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surface is etched or strengthened by electroplating 

and, if appropriate, the remaining layer constit1Jents 

are removed by detaching (stripping}. 

RevendlCations 

1. Mat6riau de reprographie photosensible com­

pose d'un support de couches conducteur de 1'61ec­

tricitlt, approprilt pour la production de formes 

d'impression et de circuits imprimes, et d'un 

sys!Mne de couches photoconducteur contenant 

photoconducteur, liant, colorant sensibilisateur et 

additifs usuels, caractltriseen ceque le syst6me pho­

toconducteur est constitu6 d'une couche photocon­

ductrice simple ou multiple aj:>pliqu6e sur le support 

de couches, et d'une couche de recouvrement pho­

tosensible qui contient au moins un· compose photo­

chimiquement reactif. 

2. Matltriau de reprographie selon le revendica­

tion 1, caract6riri en ce que la couche de recouvre­

ment photosensible contient, en tant qua compose 

photochimiquement reactif, un compose ou une 

C01T1binaison de composes dont la solubilit6 dans des 

syst6mes de solvents alcalins aqueux et/ou alcooli­

ques est diminulte par irradiation actinique. 

3. Materiau de reprographie selon la rev1~ndica­

tion 1,. caractltrislt en Ce que la couche de rec:ouvre­

ment photosensible contient, en tant que cc1mpos6 

photochimiquement rllactif, un composlt 1>u une 

combinaison de composlls dont la solubllitll dans des 

syst6mes de solvants alcalins aqueux et/OU alcooli·· 

ques est augmentlte par irradiation actinique. 

·4;····Matllriau de reprographie selon les revendica·· 

tions 1 et 2, caractltrisll en ce que ~u moins un o-qui·· 

non8dlazide est prllsent en tant que compose photo­

chimiquement rltactif. 
5. Matltriau de reprographie selon les revendica­

tions 1 et 3, caracterislt en ce que au mains un pro­

duit de polycondensation de sel dediazonium est prll .. 

sent en tant que compose photochimiquement rllac·· 

fil. . ' 

6. · Matiiiau de reprog-raprne selOn •es revendica­

tions 1 ii 5, caractltrisll en ce que les zones de la cou­

che plus facileinent solubles apr6s une inadiation 

actinique se dissolvent d~ns un solvant aq1,1eux alca­

lin, contenant ltventuellement un agent mouillant. 

7. Matllriau de reprographie selon la revendica­

tion 1, caract6rislt en ce que I' 6paisseur de cfluche de 

la couche de recouvrement photosensjble est dans la 

plage allant d'environ 0, 1 ii environ 50 µm. 

8. Matllriau de reprographie selon la revendica·· 

tion 7, caracteris6 en ce que 1'6paisseurde c·ouche de 

la couche de recouvrement photosensible est dans la 

plage allant d'environ 1 il environ 25 µm. 

· 9. Matllriau de reprographie selon la rnvendica­

tion 1, caract6risll en ce que I' 6paisseur de couche de 

la couche photoconductrice est dans la plage allant 

d'environ 2 ll environ 10 µm. 

10. Proc6d6 pour la production d'une forrne 

d'impression ou d'un circuit imprim6, par un proces­

sus 61ectrophotographique, dans lequel un materiau 

de reprographie, composlt d'un support du couches 

conducteur de lelectricite et d'un systeme de cou· 

ches photoconducteur se trouvant sur celui-ci, eE;t 
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charge electrostatiquement, expose selon !'image, 
et l'image de charge resultante est rendue visible au 
moyen d'un toner finement divise, on le soumet 
ensuite a une irradiation actinique sur toute sa sur­
face, puis a un enlevement de couche, caracterise en 
ce que l'on utilise en tant que systeme de couches 
photoconducteur une double couche composee. a 
partir du support de couches, d'un revAtement pho­
toconducteur et d'une couche de recouvrement pho­
tosensible qui est differenciee, en ce qui concerne sa 
solubilite, par irradiation actinique. 

11. Procede selon la revendication 10, caracte­
rise en ce que les zones de la couche de recouvre­
ment photosensible non couvertes de toner sont eli­
mininees par dissolution, conjointement avec les 
constituants sous-jacents de la couche photocon­
ductrice. 

12. Procede selon la revendication 10, caracte­
rise en ce que les zones de la couche de recouvre­
ment photosensible couvertes de toner sont elimi­
nees par dissolution, conjointement avec les consti­
tuants sous-jacents de la couche photoconductrice. 

13. Precede selon Jes revendications 1 O a 12, 
caracteris·~ en ce que l'on utilise pour I' elimination un 
produit d'enlevement de couche qui consiste en une 
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solution aqueuse alcaline, contenant eventuelle­
ment un agent mouillant. 

14. Procede selon les revendications 10 a 13, 
caracterise en ce que l'on utilise dans la couche pho­
toconductrice un photoconducteur organique. 

15. Procede selon la revendication 10 ou 11 • 
caracterise en ce que l'on utilise dans la couche de 
recouvrement photosensible au moins un compose 
conferant lors d'irradiation une sulubilite dans le pro­
duit d'enlevement de couche concerne. 

16. Procede selon la revendication 10 ou ·12, 
caracterise en ce que I' on utilise dans la couche pho­
tosensible au moins un compose conferant lors 
d'irradiation une insolubilite dans le produit d'enleve­
ment de couche concerne. 

17. Precede selon les revendications 10 a 16, 
caracterise en ce que l'on effectue un durcissement 
complementaire thermique des constituants de cou­
che restant apres l'enlevement par dissolution. 

18. Procede selon les revendications 10 a 16, 
caracterise en ce que I' on attaque ou renforce par 
galvanoplastie les surfaces du support de couches, 
mises a nu apres l'enlevement par dissolution, et on 
elimine 6ventuellement par enlevement les consti­
tuants de couche restants. 
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